
 

 

 

 ل توسط آلیاژزدایی به روش اچ الکتروشیمیاییخمتخلنیکل  تولید نانو

  2علی داوودی ،1یلوفر آصفین

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تولید نانو نیکل متخلخل توسط آلیاژزدایی به روش اچ الکتروشیمیایی مورد بررسی قرارگرفته  

تمی تر در یک سیستوانند توسط اچ الکتروشیمیایی اجزا نجیبهای نانو متخلخل میاست و نشان داده شد که لایه

نیکل را طی  -ای این منظور ابتدا آلیاژ همگن مسشوند، به دست آیند. برکه اجزا و عنصرهای فعالش پسیو می

نمونه تحت آزمون  الکتروشیمیایی اچ برای انجام آلیاژزدایی به روشمراحل آماده سازی سطح پولیش نموده سپس 

مولار  6/1محلول  دمای محیط و در در ساعت 3به مدت  (SCE/mV 245/0) پتانسیل ثابت پلاریزاسیون با

O5H4.5)3NSO5Ni(H  مولار  1/0 وO5H2.4CuSO   3که توسطBO3H  8/5در PH= قرار گرفت. ، بافر گردید

  4So5Naمولار 2/0 آزمون امپدانس الکتروشیمیایی برای هر دو نمونه نانومتخلخل و نمونه شاهد در محلول  همچنین

و در دمای محیط انجام شد. ساختار میکروسکوپی و اجزا سازنده نمونه نانومتخلخل و نمونه شاهد توسط میکروسکوپ  

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان EDS   و آنالیز  SEM نوری و میکروسکوپ  الکترونی روبشی

س مقاومت به سطح نمونه پ سیار کم شده و بنابراینامپدانس نمونه نانومتخلخل نسبت به نمونه شاهد بدهد که می

 از نانومتخلخل شدن کاهش پیدا کرده است.
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